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摘要(译)

在有机EL显示装置中，实现了阻挡膜的性能的改进，所述阻挡膜阻止引
起诸如湿气的降解的物质进入有机电致发光元件。有机EL显示装置包括
阻挡膜，该阻挡膜是包括由氧化硅或氮化硅制成的阻挡基底材料层和与
浸渍的阻挡基底材料层接触的基底材料涂层的叠层膜。阻挡膜阻挡降解
有机电致发光元件的物质的透射。将纳米油墨涂布在阻挡基材层的表面
上，并用纳米油墨浸渍阻挡基材层。经过浸渍处理的阻挡基材层用作浸
渍的阻挡基材层，而浸渍后的纳米油墨用作基材涂层。
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